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- Escenario actual (1/11)

Grafeno: aplicaciones reales/potenciales:

High speed Transistor Conductive ink
RFIC,Sensor EMI screen Ink
Flexible Display

Touch Panel
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Air plane components

Figure 1: Overview of Applications of Graphene in different sectors ranging from conductive ink to chemical sensors,
light emitting devices, composites, energy, touch panels and high frequency electronics.
(Ref.: A. C. Ferrari et al, Nanoscale, 2015,7, 4598-4810)
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! Escenario actual (11/11)

e
[ ]

alta calidad.

RETOS TECNOLOGICOS E
INDUSTRIALES

Produccion a gran escala de grafeno de

Escalado
Desarrollo de aplicaciones

industriales

I.
fi.

e PATENTES
Incremento del numero de

i.
patentes en los ultimos anos.
Liderazgo de entidades coreanas.

Impacto de la presencia China

fi.

INICIATIVAS EN EUROPA

g GRAPHENE FLAGSHIP

Korea
25%

Figure 2: Applicant country distribution (Graphene patents)
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Figure 3: Top applicants (Graphene patents)
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Resulta necesario:

Cubrir el intervalo entre la investigacion académica y el mercado.

Desarrollar nuevas aplicaciones industriales y potenciar las existentes.

Estandarizar los productos que integran la familia del grafeno y otros
Materiales relacionados.
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Pasos previos

 CONTACTOS PREVIOS:
« Con compafias relacionadas con la PRODUCCION de grafeno y

otros materiales relacionados y con su APLICACION.
* Con centros de investigacion y Universidades.

* GRUPO INTERPLATAFORMAS SOBRE

GRAFENO (GRAFIP) | %\\»Ek.“%mnp
. .~
| eoe W rumronarouacs A
. materplat™., g :
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y =
COMPETITIVIDAD. Accidn Integrada E zﬁs el

Estratégica sobre Grafeno.
 GRAPHENET - Red Espariiola de excelencia sobre Grafeno.

« PRESENTACION DE LA INICIATIVA A LAS OFICINAS DE LOS PAISES

EUREKA.
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Industrial




Cluster Eureka sobre Grafeno y 2
Materiales-2D (1/111)

* NECESIDAD

I.  Afrontar y resolver los retos actuales que limitan el acceso al mercado y el
crecimiento de las compafias de la cadena de valor del grafeno y materiales
relacionados.

Il. Un instrumento que sirva como catalizador de proyectos de I1+D colaborativa
que trasladen los resultados de la investigacion académica al mercado.

lll. Elaboracion e impulso de estrategias de innovacion dirigidas por la industria
que aprovechen los excelentes resultados cientiticos en Europa.

* PRINCIPALES OBIJETIVOS

I.  Generacion de proyectos de I+D colaborativa a nivel internacional, promovidos
por la industria y cercanos al mercado en el campo del Grafeno y otros
materiales relacionados.

Il. Impulso de la industria de la cadena de valor del grafeno y otros materiales
relacionados en los paises del ambito Eureka.
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Cluster Eureka sobre Grafenoy
Materiales-2D (li/1ll)

* LINEAS PRIORITARIAS
i. Normalizacion .
ii.  Produccion (Escalado).
iii. Aplicaciones:
i. Dispositivos Electronicos.
ii. Aplicaciones Biomédicas.
iii. Energia.
iv. Materiales compuestos.
i.  Produccion y Procesado de materiales compuestos.

« IMPACTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

i. “Technological push & pull approach”: Sacar partido del conocimiento
cientifico existente y, a la vez, motivar futuras investigaciones cientificas.

ii. Establecimiento de una cadena de valor con sectores industriales que
manifiesten una clara capacidad de mercado.

iii. Complementariedad con EU GRAPHENE FLAGSHIP.
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El nuevo clister Eureka sera:

Un instrumento ESTRATEGICO liderado por la industria.
Integrando a los agentes de investigacion.

Inclusivo y abierto a todos los actores de la cadena de valor.

Con un alcance mas alla del europeo.

Que establezca sus lineas prioritarias (Hoja de Ruta tecnologica).

Que establezca sus objetivos, estatus y normas de funcionamiento
(Libro blanco).

En relacion directa con las agencias financiadoras nacionales.
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- Cluster Eureka sobre Grafeno y

. Materiales-2D

-
i
)

F" ESTRUCTURA

GRUPO EJECUTIVO
Empresas (Grandes y PYMES)
Liderazgo

OFICINA TECNICA
Gestion

COMITE DE EVALUACION TECNICA
Representantes de las empresas
Centros Tecnoldgicos /universidades

< MIEMBROS DEL CLUSTER >
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! Cluster Eureka sobre Grafeno y
_ Materiales-2D

PASOS A DAR (*2eltic-Plus 234

Constitucion de una masa critica de empresas y paises P S EtReLS
* 5 paises de apoyo
Perfil del Grupo Ejecutivo

Elaboracién de una HOJA DE RUTA TECNOLOGICA
LIBRO BLANCO

Constitucion de una Oficina Técnica para la gestidn

PRESENTACION SOLICITUD AL ESE

FASE DE VIABILIDAD DEL CLUSTER
Constitucion de una ENTIDAD LEGAL
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. OTROS CLUSTER EUREKA

X ITEAZ

The ITEA Board

Responsible for the strategy and coherence of the

ITEA 3 (www.itea3.org)

[ b ] whole programme. It establishes general rules for
gt : . programme management, communicates with
- | overal ha‘eﬂy
- Labels project proposals ITEA Board Support Group Public Authorities for programme strategy and co-
= Riysmaings ¥ propng® i Sekel ki » Supports the ITEA Board with delegated funding, and issues ITEA 3 labels.
- Negotiates with Public Authoritias responsilities and prepares the Board meetings
- Responsible for the ITEA Offica - Prepares Guidelines for the Steering Group
_ - Sets pnonties and ranks projects for public support
- Approves project proposals and makes
recommendations for labelliing
L AIRBUS BARCO BOSCH
{
ITEA Office
— {includes Chairman and Vice Ch: ERICSSON ITALTEL KO;SISTEM
ITEA Steering Group - Helps sat up projects and continues | S|EMENS TECHNICOLOR ~ TELEFONICA 1*D
- Evaluates Project Outlines and Full Project tiam throughout thalr workang peviod
Pr ol s a selection - Issues and monitors rules BULL NOKIA THALES

- Monitors progress

» Analyses data and reports on the pro

- Sioparts oiher TTEA OGS DAIMLER PHILIPS TURKCELL

- Createsincreases awareness of the programme

- Provides nformation and communications

- Maintains and improves ITEA websites

- Organises ITEA events

- Issues the ITEA Magazine

- Produces an annual quality report

- Proposes improvement priorities

= Proposes and execules the budget

- Executes the financial administration

- Monitors funding situation in cooperation with
Public Authorities

- Monitors projects progress by participation in
project réviews

- Evaluates Change requeslts

- Evaluates half year Progress reports
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- OTROS CLUSTER EUREKA

EU RIPI DES (www.euripides-eureka.eu) z U R I PI D E &

European Smart Electronic Systems
>URIPIDES”

Emari Elecironic Sysiems

2
ZURIPIDES EURIPIDES2 BOARD
Sman Elcironic Syztems sk
EURIPIDES? Chairman
EURIPIDES® & a EUREKA cluster supporting cooperative industrial RED from design to process and a Jean-Luc Maté
manufacturing in the crucial domain of smart electronic systems integration. EURIPIDES® projects N @ntinental ¥

develop new products and processes in aerospace. automotive. energy, heakh care, transport, and in all
new domains ke smart cities, mobility and security.

Ssarran  kentkart somry?

EURIPIDES® has been labelled by EUREKA 18 Member States who confirmed their commitment to \
support collaborative projects in the domain of smart electronic systems. EURIPIDES® will mun wntil 2020 \
for an estimated total cost worth € 800 Million. -_n A A

.. - . - . Vs Cutaman Mioe Gt hh;nlmwﬁhn Automotive .Mw
Qur vision: European leadership in Smart Electronic Systems Integration, design process development Semnd Sormnanty Syctame. s rr
HentMotan  Dava s Bursk Avan Jean Giiez Cramin

and manufachuring.

Our mission: Innowation hub for smart sensors, smart power modules and more generally 22MI
heterogenecus electronic product integration for all leading industry sectors in Eurcpe. s
Our Strategy: g
= Focus on heterogensous electronic products integration, advanced smart sensors and power |
electronics Norman Sourtcnnaiz
= |ncreased participation of SMEs bulding on ELURIPIDES® “savoir faire” and network Cifinesn
» Inwolve European industrial leaders i supporting the definiion of mnovative electronic 7
hardware platforms :7
» Capitalize on its parinership with DG Connect X
» Promote malti sectorial projects throwgh the EUREKA cluster co labelling S parasi
» [Prionty stress on following-up European nnovation for manufacturing in Europe
Sur e £ x n i &
EURIFIDES® is an inchestrial asswanm gathering 28 members (LEs, SMEs and Research Instiutes Y
based in 11 EUREKA countries'). These members form the Board and mest twice a year. The Board is Wikis-Dictes Lang - erso Ul Mok Arazi Kamanen Jean-z ot Jullen Legrand
supported by:"‘!ensui:enng Committee and the Technical Evaluation Committee [TEC) for the project [ — THALES vermon A
The Board is the highest decision-making body of EURIPIDES®, in charge of managing the association. i~y =
The Board is composed of key industry and research organisation in Europe and associated countries . .

committed 1o the development of Smart Systems. Furthermore, the Board is responsible for granting the
EURIPIDES® label to proposals and admitting new members.

_I A+l —1 I™NCT co:

Membership

Like all "Clubs”, an annual membership is issued for Beard members:
= G500 £ for large companies and Research institutes
« 3500 £ for SMEs
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- Proximos pasos

Acciones de Difusion

GRAPHENE 2016 (Génova, 21-22 Abril) qrn a ".'n
Entidades europeas interesadas en el cldster , _ S Gm“,!m
Delegacion de entidades coreanas.

INNOVATION WEEK (Estocolmo, 26-28 Abril)  EUREKA Innovation Woek

P L R ‘**i-.
Smart Cxtles Sustainable & Attracuve Commumties n

Stockholm, April 26-29 2016~

HITOS

Reunion Eureka NPC/HLG3 (Estocolmo 21-23 Junio 2016)

Reunion Eureka NPC/HLG1 (Bilbao, Octubre 2016), LANZAMIENTO.

2016-2017 FASE DE VIABILIDAD DEL CLUSTER
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... Y POR ULTIMO

éConsidera util e interesante la iniciativa para su empresa / Centro de
Investigacion ?

éCree que podria ser util como herramienta para el crecimiento y la
internacionalizacidon de su empresa?

¢Estaria interesado en formar parte de un futuro cluster Eureka sobre
grafeno y materiales relacionados?

Sugerencias

L RS
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Contactos— Eureka en CDTI

* Oficina Eureka en Espana

— Oscar Fernandez oscar.fernandez@cdti.es
— Oscar Gonzalez oscar.gonzalez@cdti.es
— Juana Sanchez juana.sanchez@cdti.es
— Alicia Garcia alicia.garcia@cdti.es

— Inmaculada Cabrera inmaculda.cabrera@cdti.es

*  Republica de Corea (Seul): Jordi Espluga Bach
jordi@sbc.or.kr

*  Rusia (Moscu): Juan Ramodn Rodriguez <

. . ) . . ~* & Juan Ramon Rodriguez (RUSSIA)
rusia@cdti.es / juan.rodriguez@cdti.es

*  Canada (Ottawa): Marta Pastor

canada@cdti.es / marta.pastor@cdti.es

Marta Pastor (CANADA)

*  Sudafrica (Johannesburgo): Romina Calzada Romina Calzada (SOUTH AFRICA)

sudafrica@cdti.es / romina.calzada@cdti.es

*  Turquia (Estambul): Gabriel Garroum

£
‘*“) Gabriel Garroum ( TURKEY)
»

* lIsrael (Tel Aviv): Carmen Galindo { ¢ \ Carmen Galindo ( ISRAEL)

turquia@cdti.es / gabriel.garroum@cdti.es

israel@cdti.es / carmen.galindo@cdti.es
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Muchas gracias por su atencion

Inmaculada Cabrera Hinojosa
Departamento de Accion Tecnoldgica Exterior

Inmaculada.cabrera@cadlti.es
www.eurekanetwork.orq
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